Komunikat do Aplikantéw notarialnych Izby Notarialnej we Wroctawiu
Wszystkie roczniki

Limity dopuszczalnych nieobecnosci aplikanta notarialnego
na zaj¢ciach praktycznych
oraz na zaj¢ciach seminaryjnych

Limity dopuszczalnych nicobecnosci okreslone sg w § 8 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji
notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2127 ze zm.).

Aplikanci etatowi

Zajecia seminaryjne Zajecia praktyczne u patrona *

Aplikanci I, I1i 11l | 56 jednostek szkoleniowych 10 dni
roku

Aplikanci IV roku | 38 jednostek szkoleniowych 5dni

Aplikanci pozaetatowi

Zajecia seminaryjne Zajecia praktyczne u patrona *

Aplikanci I, I1'i 11 | 56 jednostek szkoleniowych 4 dni
roku

Aplikanci IV roku | 38 jednostek szkoleniowych 2 dni

*Nieobecnosci w zajeciach praktycznych z powodu urlopu wypoczynkowego nie sa wliczane
do limitu.
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